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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

E-ID1S-03-s6

Nazwa modutu

Projektowanie aplikacji internetowych 2

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Web Application Development 2

Obowigzuje od roku akademickiego

2017/2018

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Informatyka
Poziom ksztatcenia I Sto_p,'en -
(I stopieni / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdblnoakademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Systemy Informacyjne

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Systemoéw Informatycznych
Zaktad Informatyki

Koordynator modutu

Mariusz Bedla

Zatwierdzit:

Dziekan WEA.l .
Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowiazkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

6

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Programowanie w jezyku Java, Bazy Danych 1,

Inzynieria Programowania
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin tak )
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
Forma . " wykiad ¢wiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 15 30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTAELCENIA

Poznanie wielowarstwowej architektury Java EE; poznanie zasad projektowania aplikacji

Cel w architekturze wielowarstwowej; poznanie mechanizméw mapowania obiektowo-relacyjnego

modutu JPA; poznanie komponentéw warstwy prezentacji oraz logiki biznesowej EJB; poznanie

sposobu tworzenia interfejsu uzytkownika w oparciu o technologie JSF.
(3-4 linijki)

Symbol For(r’na ._ | odniesienie do | odniesienie do
ymbo Efekty ksztatcenia prowadzenia efektow efektow
efektu zajec kierunkowych | obszarowych

(W/SH/plinne) Y Y
. r . : K_W15 T1A_WO03
Znajomosc¢ wielowarstwowej architektury Java EE. w - ’ = '
W01 : ) Y K W18 T1A_WO05
Znajomos¢ mechanizmu mapowania obiektowo- W K W14, T1A_ W04,
w o2 |relacyjnego JPA. K W15 T1A_W07
Znajomos¢ komponentow warstwy prezentacji oraz W K_W10, T1A_WO04,
w o3 |logiki biznesowej EJB. K W15 T1A_WO07
Znajomos¢ sposobu tworzenia interfejsu W K W12, T1A_WO04,
w o4 |uzytkownika w oparciu o technologie JSF. K W15 T1A_WO07
K_U02, T1A_U02,
Umiejetnosc¢ projektowania i implementacji aplikacii = K_U17, T1A_U13,
w architekturze wielowarstwowe. K_U20, T1A_U15,
u_o1 K_U21 T1A_U16
Umiejetnos¢ pracy w zespotach programistycznych. | P K_KO03 T1A_KO3
K_01 ) - T1A_K04
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztalcenia do efektow
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
1 Architektura oraz technologie Java EE. w_o1
2-3 Mapowanie obiektowo relacyjne JPA. W_02
4-5 Komponenty logiki biznesowej EJB. W_03
6-8 Tworzenie interfejsu uzytkownika w oparciu o technologie JSF. W_02, W_04
2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen
o Odniesie!\ie
N'r zajec Tresci ksztalcenia do efektoyv
éwicz. ksztatcenia
dla modutu

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
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Nr zajec
lab.

Odniesienie
do efektow
ksztatcenia
dla modutu

Tresci ksztatcenia

4. Charakterystyka zadan projektowych
Tematyka zagadnien projektowych obejmuje stworzenie aplikacji Javy EE w architekturze
wielowarstwowej. Opracowane rozwigzanie powinno obejmowac:

5.

mapowanie obiektowo-relacyjne JPA,
komponenty logiki biznesowej EJB,
interfejs uzytkownika stworzony w oparciu o technologie JSF.

Charakterystyka zadah w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Egzamin
w 02 |Egzamin
w 03 | Egzamin
w o4 | Egzamin

Zaliczenie na podstawie sprawozdania z projektu, prawidtowego podziatu zadan w grupie,
u_o1 stopnia realizacji zadan oraz odpowiedzi.

Zaliczenie na podstawie wynikéw realizacji zagadnien w ramach projektu oraz odpowiedzi
K_01 wykazujgcej stopien zaangazowania w prace zespotu.
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 15
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3
5 | Udziat w zajeciach projektowych 30
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie 2
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 50
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15
12 | Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwidw
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium korncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentaciji 45
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta g?ma)
21 | Liczba punktéow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 110
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 75
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 3

E. LITERATURA

Wykaz literatury

https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/

Java EE 6. Przewodnik. Wydanie 1V, Helion, 2012

przewodnik. Wydanie 1V, Helion, 2013

1. Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial Release 7
2. Eric Jendrock, lan Evans, Devika Gollapudi, Kim Haase, Chinmayee Srivathsa,

3. Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, lan Evans, Devika Gollapudi, Kim
Haase, William Markito, Chinmayee Srivathsa, Java EE 6. Zaawansowany

Witryna WWW
modutu/przedmiotu

Strona na platformie Moodle:
https://lwww.weaii-moodle.tu.kielce.




